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Dispozitivul pentru procese electrochimice inclu- din condensatori polari electrolitici conectati in
de o sursa de alimentare, la un pol al cireia este paralel. ’
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Descriere:

Inventia se refera la prelucrarea electrochimica si poate fi utilizatd pentru obtinerea unor

depuneri galvanice cu proprietati fizico-mecanice superioare.

Este cunoscut procedeul de depunere a cromului din electrolit universal cu folosirea utilajului
clasic “sursa de alimentare — baie electrolitica” [1, 2].

Dezavantajul procedeului cunoscut constd in viteza micd de depozitare a cromului, procesul
caracterizandu-se printr-un randament de curent al cromului foarte de mic.

Mai este cunoscutd o instalatie de depunere a cromului din electrolitul universal ce constd
dintr-un redresor, un pol al carui e conectat direct la un electrod al baii electrolitice, iar altul — la
unul din cele doud contacte ale dispozitivului, al doilea contact al dispozitivului se conecteaza,
respectiv, cu al doilea electrod al baii electrolitice [3].

Dezavantajele dispozitivului constau in faptul ca:

— parametrii maso-volumici ai droselelor electromagnetice sunt prea mari, ceea ce se reflectd
direct atat asupra marimilor de gabarit, cat si asupra pretului de cost al dispozitivului;

— pentru formarea unei depozitari similare de crom e necesar un consum energetic suplimentar
(datorita rezistentei active a conturului oscilator inclus in circuitul de putere).

Problema pe care o rezolva prezenta inventie este simplificarea constructiei dispozitivului si
majorarea randamentului energetic.

Dispozitivul pentru procese electrochimice, conform inventiei, rezolva problema prin aceea ca
include o sursa de alimentare, la un pol al céreia este conectat anodul, iar la al doilea - catodul,
amplasati intr-o baie de galvanizare, si un circuit inductiv-capacitiv format dintr-un bloc capacitiv si
un bloc inductiv. Noutatea constd in aceea ca blocul inductiv si blocul capacitiv sunt unite con-
secutiv, iar circuitul inductiv-capacitiv este conectat intre anodul si catodul baii de galvanizare
paralel sursei de alimentare. Blocul capacitiv poate fi format din doud ramuri de condensatori,
conectate in paralel si invers dupa polaritate, fiecare ramura fiind formata din condensatori polari
electrolitici conectati in paralel.

Rezultatul inventiei constd in dirijarea dinamica si sincronizarea proceselor electrochimice,
asigurandu-i o simplificare a constructiei, 0 majorare a randamentului energetic al procesului din
contul reducerii parametrilor lui tipodimensionali §i este obtinut prin aceea, ca:

— modul de conectare a blocurilor inductiv §i capacitiv este consecutiv;

— modul de conectare a dispozitivului este paralel baii electrolitice si sursei de alimentare;

— blocul capacitiv e format din doua palete de condensatori, conectate intre ele paralel—inversat.

Dispozitivul se explicd prin desenul din fig. 1, care reprezintd schema electrica principiald a
instalatiei descrise.

Dispozitivul contine un bloc inductiv format dintr-un drosel 3 electromagnetic si un bloc
capacitiv 2, format din doud palete de condensatori de capacitate identica, conectate cu polaritatile
paralel-inversate. in dependenti de conditiile procesului de electrolizi, paleta capacitivi poate si
includa n condensatori polari electrolitici identici, conectati intre ei paralel.

Dispozitivul functioneaza in modul urmator o sursa de alimentare 1, in calitate de care poate fi
utilizat un redresor cu trei faze standard, produs in serie din domeniul respectiv, se conecteaza,
respectand polaritatea, la o baie galvanica 6 cu anod 4 si catod 5. Tot aici, paralel baii, in punctele
de contact A si B ale circuitului de alimentare, se conecteaza si dispozitivul descris. Curentul
conturului rezonator, generat de componentele variabile ale frecventei de baza si armonicile ten-
siunii de alimentare, pe de-o parte, si de componentele pulsatoare generate de procesul electro-
chimic, pe de alta parte, trece prin bobina droselului electromagnetic 3, conditionand generarea unui
cAmp magnetic dinamic. in acelasi timp, datoritd schemei si modului de conectare a blocului
capacitiv 2, format din paletele de condensatori electrolitici, se realizeaza un proces de incarcare-
descarcare a lui, obtindndu-se 0 forta electromotoare variabild, deci si un cadmp electrodinamic de o
intensitate proportionald. Interactiunea energetica a cdmpurilor magnetic si electric contribuie la o
ordonare armonicd a componentelor variabile haotice, majoreaza uniformitatea densitatii curentului
trifazat redresat. Ordonarea armonica a oscilatiilor, interactionand cu diferite surse generatoare de
oscilatii din faza volumica a electrolitului din baie, conditioneaza sincronizarea lor si contribuie la
intensificarea procesului depunerii galvanice.

Cu mostre si In conditii de laborator s-a studiat corelarea dintre parametrii de desfasurare a
reactiei electrochimice. Pentru elucidarea modului de influentd a dispozitivului descris asupra
vitezei de depunere §i randamentului de curent al cromului s-a recurs la o cercetare sistematizata cu
variatia parametrilor de reglare a dispozitivului pentru diferite valori ale densitatii de curent.
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Rezultatul studiului este reprezentat in tab. 1, unde sunt expuse datele experimentale pentru
viteza de depozitare a cromului din electrolit universal pentru diapazonul densitétilor de curent
indicat. Cromarea mostrelor s-a efectuat la instalatia compusa din: redresor trifazat VSJ-303, baia
galvanica si dispozitivul propriu-zis (parametrii de reglare a inductantei — 0,199 ?H, capacitatea
sumara — 0,24 F). Dupa cum se observa din tab. 1, diapazonul densitatilor de curent de la 40...140
AJdm? se caracterizeaza prin viteze de depozitare, pentru ambele cazuri fiind aproximativ aceleasi,
remarcabil fiind faptul ca depunerile poseda proprietdti superioare, cum sunt: rugozitatea, rezistenta
la uzura, luciul etc.

Tabelul 1
Tip i, Aldm?
40 55 70 85 100 120 140
Baza, ?m/ora 38 48 62 74 86 97 106
Proiect, ?m/ora 39 48 69 78 91 105 117

in cazul testarii la operatiunea de decapare anodica s-a depistat ca dispozitivul descris asiguri o
capacitate de aderenta sigurd a depunerilor. De mentionat, cd se observa o reducere substantiala a
“efectului limitrof”, iar decaparea este foarte calitativd si uniforma pe intreg segmentul supus
decaparii.

Pentru a reproduce cat mai real conditiile de exploatare curentd a depozitelor de crom, in
postura obiectului de studiu s-au ales arborii pompei hidraulice tip TV-11-25A, utilizatd la o
instalatie speciala de producere a emulsiei in baza uleiului de floarea-soarelui, cu o concentratie de
pana la 3% celuloza. Rezultatele experimentelor au demonstrat, ca utilizarea dispozitivului propus,
cat si a celui de baza, ofera arborilor cromati insusiri de exploatare practic similare la parametri de
reglare propusi si densitatile optimale de curent iy = 85...100 AJ/dm?. Comparativ cu arborii cromati
fard utilizarea conturului (i, = 55 A/dm?) se inregistreazi o majorare dubld a termenului de
functionare.
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(57) Revendicari:

1. Dispozitiv pentru procese electrochimice, care include o sursa de alimentare, la un pol

al careia este conectat anodul, iar la al doilea - catodul, amplasati intr-0 baie de galvanizare, si un
circuit inductiv-capacitiv format dintr-un bloc capacitiv si un bloc inductiv, caracterizat prin
aceea ca circuitul inductiv-capacitiv este conectat intre anodul §i catodul baii de galvanizare paralel
sursei de alimentare, iar blocul inductiv si blocul capacitiv sunt unite consecutiv.

2. Dispozitiv, conform revendicarii 1, caracterizat prin aceea ca blocul capacitiv este
format din doud ramuri de condensatori, conectate in paralel si invers dupa polaritate, totodata
fiecare ramura este formatd din condensatori polari electrolitici conectati in paralel.
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